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长波通滤光片 PhotonEdge Optics

1. 产品概述

PhotonEdge
长波通滤光片采用先进的离子辅助沉积(IAD)镀膜技术制造.长波通滤光片透过截止波长以上的长波,阻挡短波.是荧光发射收集,红外成像
和热隔离应用的必备元件.

所有滤光片均采用硬介质膜,具有优异的环境稳定性,高激光损伤阈值和精确的光谱控制.

PhotonEdge滤光片采用离子辅助沉积技术,产生致密,稳定的膜层,保质期>15年.定制中心波长和带宽3周交期.

2. 技术规格

 参数  规格

 基片材料  N-BK7 / 紫外熔石英

 镀膜类型  硬介质膜(IAD)

 面形精度  lambda/4 @ 632.8nm(Dia 25.4mm)

 表面质量  40-20 Scratch-Dig

 有效孔径  > 直径的90%

 直径公差  +0.0 / -0.15mm

 厚度  3.5mm(典型值)

 工作温度  -50 degC 至 +80 degC

 保质期  > 15年(妥善存储)

 激光损伤阈值  > 0.5 J/cm^2(10ns, 20Hz)

3. 标准型号

定制选项:可定制中心波长,带宽,阻带深度(OD4/OD5/OD6)和安装式滤光片组件.

标准型号备有库存,1-2周交期.定制中心波长,带宽和尺寸3周可完成.

4. 镀膜技术

PhotonEdge滤光片采用离子辅助沉积(IAD)镀膜技术,产生致密,不受湿度影响的介质膜,光谱稳定性优异.

镀膜核心特性:
- 硬介质膜 - 无吸收或放气
- 致密膜结构 - 湿度不影响光谱偏移
- 高激光损伤阈值 - 适用于激光应用
- 带外截止:OD4标准(OD5/OD6可选)

 镀膜类型  波长范围  反射率  应用场景

 标准  400-700nm  R < 0.5% 每面  可见光成像,通用光学

 可选  650-1000nm  R < 0.5% 每面  近红外系统

 可选  400-1000nm  R < 1.0% 每面  多波长系统
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 可选  250-400nm  R < 1.5% 每面  紫外成像系统

5. 订购信息

滤光片套装:荧光滤光片套装(激发+发射+二向色镜)可配套提供.请联系获取具体配置.

订购或询价时,请提供:
1. 型号或波长/带宽要求
2. 基片材料(标准N-BK7)
3. 尺寸和数量
4. 特殊要求(截止深度,安装等)

最小订购量:标准型号1片起订.
交期:库存1-2周.定制3周.

6. 联系方式

北京恒鼎光科技有限公司
品牌:PhotonEdge - 精密光学元件
网站:https://photonedgeoptics.com
邮箱:sales@photonedgeoptics.com
地址:中国北京
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制造能力:15+年制造经验 | 67+产品类型 | 500+全球客户

质量保证:100%全检 | lambda/10面形精度 | 零缺陷发货
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